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Abstract (en)
[origin: WO9008209A1] In a device for electrolytic deposition of metals on one or both sides of strips, preferably steel strips, which form the cathode,
the section (7) of the strip to be coated is guided through a gap between two parallel anodes (3, 4) which are insoluble in the electrolyte (6). A
voltage can be applied to the anodes (3, 4) independently of each other. One of the two anodes is subdivided perpendicular to the direction of
motion of the strip into several sections (41, 42, 43, 44) electrically insulated from each other, to each of which a different voltage can be applied.
Several processes for controlling this anode (4) for one-sided coating of strips in this device are described.

Abstract (fr)
Dans un dispositif de déposition par électrolyse de métaux sur l'un ou les deux côtés de bandes, de préférence de bandes d'acier, qui forment
la cathode, la section (7) de la bande à revêtir est guidée à travers une fente située entre deux anodes (3, 4) parallèles nonsolubles dans
l'électrolyte (6). Les anodes (3, 4) peuvent recevoir indépendamment l'une de l'autre une charge électrique. Une des deux anodes est subdivisée
transversalement au sens de déplacement de la bande en plusieurs sections (41, 42, 43, 44) électriquement isolées les unes des autres qui
peuvent chacune recevoir une charge électrique différente. Plusieurs procédés de commande de cette anode (4) permettent de revêtir un seul côté
de bandes au moyen du dispositif décrit.
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